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(57) Abstract: A screen printing frame, comprising: - a screen printing template carrier designed as a foil (2) provided with first
cavities, which are designed such that they reach from an upper side to a bottom side of the foil, and — a screen printing template
designed as a non-metal masking layer (5), which is rigidly connected to the bottom side of the screen printing template carrier,
wherein the masking layer is provided with second cavities which at least partially overlap with the first cavities of the screen
printing template carrier such that a printing medium (102) can pass through the first cavities of the screen printing template carri-
er from the upper side thereot in the direction of the bottom side and through the second cavities of the masking layer onto a sub-
strate (103) placed beneath.
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Siebdruckform, aufweisend: - einen Siebdruckschablonentréger, welcher als Folie (2) ausgebildet ist, die mit ersten Ausnehmun-
gen versehen ist, die so ausgebildet sind, dass sie von einer Oberseite zur Unterseite der Folie reichen, und - eine Siebdruckscha-
blone, welche als nichtmetallische Maskierschicht (5) ausgebildet ist, welche mit der Unterseite des Siebdruckschablonentrdgers
fest verbunden ist, wobei die Maskierschicht mit zweiten Ausnehmungen versehen ist, welche mindestens teilweise mit den ersten
Ausnehmungen des Siebdruckschablonentriigers so in Uberdeckung liegen, dass ein Druckmedium (102) durch die ersten Ausneh-
mungen des Siebdruckschablonentrdgers von dessen Oberseite in Richtung zur Unterseite und durch die zweiten Ausnehmungen
der Maskierschicht hindurch auf ein darunter platzierbares Substrat (103) passieren kann.
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